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光纖預形體用高純度化學品開發

鋅安工業股份有限公司

■計畫目標

　　本計畫主要©對<<è型體製程所,之Ìª化學材料，發A高b度«

¬化­生產製程技術，®此¯入高b度化學品�應lm，目標產品RØ�

Ú：

外觀!°w>明±體

b度 99.9999%

°ENO²質³量´ 1.0 ppm

-OH²質´ 5ppm

-CH²質´ 5ppm

HCl²質´ 10ppm

■執行成果

µ本計畫成功克服;應之平¶>化率，使�;應產率可� 95%以上。所

÷ø之高b度化學品b化技術，b度可� 99.9999%以上，符合<<è

型體之�料RØ,求。此*產品已於<<#¼成 #應用£¤，·¸<

<產品y符合1¹變<<之RÜ。

µ經+本計畫之合作º使本jk與&:<<#成!op»¼，此½之發A

成功1開F本jk之產品GH外，並可!合作#D2¾6¿À之�料成

本。

µ本jk可據此+IJÁ化合物�應者，>型!高MNOP<�化學品之

生產#D。

■新產品／新技術簡介

　　­Â¦主要以Ã化物或Ä化物形Å存在於一=ÆÇ中，È+於É量甚

1Ê平均É量! 6.7 ppmË，因此Ô有少/ÆÇ於ÌÍ過程中_­分離Ð

來，其中以ÎÁÆÊSphaleriteË!­化合物之主要來Ï，其中之­É量

�! 200Ð 400 ppm。©對7定之不b物， GeCl4之b化程Ñ可於通入

Ä化性氣體Ê例�：Cl2Ë，_ As3+Ä化! H3AsO4；或以ÒÓkÔ±!
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Õ[Ö，£Õ[×ØÙ作方d，分離 As、 Sb 、 Cu、 B6不b物。

■技術合作單位

技術合作單#$%：工研J化學工(研究所化學工程技術組

技術合作*目：高b化學品製程RS設計

■成果應用領域

　　­Â¦öÚv應用於高)技|}產品，�：Û*體應用、<學>Ü、

Ý<體、Þ5合N、<<、<�產品、高能ßïà£î、Æáâ6，其中

ã以應用其<學7性之使用量最\，�äb`界³^V量之å成。6u來

+於<<通Î的æç發A，應用<<è型體製造程Ñ之«¬化­，已成!

其另一U要用{。è目前通Î|J所öÚ使用之Çé|<<而ê，ë£化

學氣相ìX法ÊChemical Vapour DepositionË，於Çé�:ÓìX高b

度之 SiO2及 doping物質� GeO2，+於 GeCl4於氣相化學ìX過程中

所生成之GeO2，可提高<<之<íSï率，®此形成<<之î*7性，

而製�1<學ïV之<<，因此 GeCl4!Çé|<<之主要原料之一。

■專案執行重要心得

　　本jk�ð& 7 9 u成ø至ñ已òóu，過程中Y著Z[經V之成

;，jkyª用:Ó之ÍÏ改善製程,率與開FC產品，產品種Ö+ôB

-õ之¬化Á單一生產ö，÷至目前之Á化合物|}產品。6u來因lm

ñòp-øù及經úz{rsû化，1著力改ÀÒ有產品之品質外，更X

Y與工研J合作*入C技術，õ能®此ü入高MNOP之<�ú化學品生

產GH。同§，��yýþ體ÿ到<�ú化學品技術[�相當�難，因此

�ÿ有,整合本jk有!之研究ÍÏ，與&:研究單#相互合作��相Ì

生產技術之研發，_是本jkÒ在與未來的發AU點op。對jk而ê，

1" 於GeCl4生產程Ñ外，未來_更�一�ª用所÷ø之高b度化學品

Ù作經¿與品質�#經¿，XY¯入�ùú化學品之相Ìlm，õ能�到

$�經ú之最·標的。


